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Abstract (en)
The alkaline galvanic bath (1) for production of zinc-nickel coatings, with an anode (2) and a cathode (3), has the anode separated from the alkaline
electrolyte (4) by means of an ion exchange membrane (6).

Abstract (de)
Zur Vermeidung unerwünschter Nebenreaktionen in einem alkalischen Zink-Nickel-Galvanikbad wird vorgeschlagen, die Anode von dem alkalischen
Elektrolyten zu trennen.
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